
Projekt der Industriellen Gemeinschaftsforschung 
 
Laufzeit:        Vorhabensnummer: 

Das IGF-Vorhaben der Forschungsvereinigung EFDS e.V., Gostritzer Str. 63, 01217 Dresden  wurde über die AiF 

im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung und -entwicklung (IGF) 

vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages 

gefördert. 

Unternehmen und Organisationen des Projektbegleitenden  Ausschusses: 

Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V. 

European Society of Thin Films 

NaMLab gGmbH 

FILK gGmbH 

TU Dresden, IHM 

Wasser-Diffusionsbarriereschichten 

zur Verkapselung von organischen 

Leuchtdioden 

Forschungsziel  
Das Ziel war eine Diffussionsbarriere Entwicklung für 

Wasser mit Barrierewerten im Bereich von 10-6 g/m2/d 

auf starren oder flexiblen Substraten oder 

organischen Leuchtdioden 

Wirtschaftliche Bedeutung für KMU‘s 
Das Projekt ist von Bedeutung für KMUs im Bereich 

• Organischen Leuchtdioden, organischen  

  Bauelementen oder organischen Solarzellen 

• Atomlagen Abscheidung (ALD) Anlagenherstellern 

• Folienbeschichtung 

Forschungsergebnisse 

• Beste Wasser Diffusionsbarriere Werte wurden für  

   Al2O3/TiO2 Nanolaminate erreicht  

• Lebensdauererhöhung von org. Leuchtdioden  

   > 10.000 Stunden (gegenüber wenigen Minuten) 

 

 
 

Ahlbrandt System GmbH, Air Liquide Deutschland GmbH, Ardenne Anlagentechnik, Bayer MaterialScience AG  

Benecke-Kaliko AG, Coatema Coating Machinery GmbH, FAP Forschungs- und Applikationslabor Plasmatechnik GmbH Dresden, 

heliatek GmbH, INNOWEP GmbH, Novaled AG, Konrad Hornschuch AG, IAPP /TU Dresden 

Umsetzung der Ergebnisse 

• Weitergabe der Ergebnisse an KMUs des Projekt- 

   begleitenden Ausschusses 

• Veröffentlichung der Daten in wissenschaftlichen  

   Zeitschriften und auf Konferenzen 

01.05.2011 bis 30.04.2014                                            17131 BR 

Produktionsnahe  

Anlagentechnik 

In-situ-Messtechnik 

Reinraumklasse 100 

Probentransfer 

ohne Luftkontakt 

• OLED mit aktiver Fläche: 23,3 x 15,2 mm² 

 Laser geschnitten 

• Diffusionsbarriere: 100nm ALD Laminat 

  bestehend aus Al2O3/TiO2 Multischichten 

• Alterung an Luft 
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